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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

— art. 155 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267),

— art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), w zwigzku
z § 2 ust. 1 pkt. 15 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397),

— § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie
poziomow niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031),

— § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 16 poz. 87),

— § 10 i § 11 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz
pomiardéw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291),

- §2,85,86, § 7§ 8 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada
2008r. w sprawie rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminu
i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),

po rozpatrzeniu wniosku Magellan Aerospace (Polska) Spétka z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 3, 39 — 300 Mielec z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmiany
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.10.2007r. znak: SR.IV — 6618 - 45/1/06,
udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do powierzchniowej obrobki metali;

orzekam

|. Zmieniam za zgoda strony decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.10.2007r.
znak: SR.IV-6618-45/1/06, udzielajgca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do powierzchniowej obrébki metali, w nastepujacy sposob:

.1 Po stowach orzekam zapis:

,2udzielam Spétce King & Fowler Polska Sp. z o0.0., ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec, regon: 180162007 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie

instalacji do powierzchniowej obrobki metali z zastosowaniem  procesow
|
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chemicznych i elektrolitycznych, gdzie catkowita objeto$¢ wanien procesowych
wynosi 48,42 m*, zwanej dalej instalacjq i okre$lam:”

otrzymuje brzmienie:

,2udzielam Spotce Magellan Aerospace (Polska) Spétka z o.0., ul. Wojska
Polskiego 3, 39 — 300 Mielec, regon: 180162007, NIP 8172027578, pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni i okreslam:”

[.2 Punkty 1.2.1.1 otrzymuje brzmienie:

»1.2.1.1. Wanny procesowe o facznej pojemnosci 60,93 m® wykonane ze stali
zwyktej, nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (w zaleznosci od medium).

Wszystkie wanny umiejscowione bedg w tacach zabezpieczajagcych przed
niekontrolowanym wyciekiem (pekniecie, rozszczelnienie wanny).Przechwycone
kagpiele kierowane bedg odpowiednim systemem rurociggédw do zbiornikow
znajdujgcych sie wewnagtrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane
beda do neutralizatora. Wanny zgrupowane w wezty, w ktérych realizowane bedg
poszczegoblne procesy galwanicznej obrébki powierzchni:

a) wezetl cyjanowy o pojemnosci wanien 26,16 m®

o kapiele do kadmowania — wanny nr 210, nr 212, nr 231 o tgcznej pojemnosci

4090 dm? napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

— wanna 210 - kadmowanie blyszczace: NaCN 90 — 110 g/dm°, CdO
20-28 g/ dm?, NaOH 18- 25 g/dm?, Na,CO5 do 50 g/dm?;

— wanna 212 - kadmowanie cyjanowe: NaCN 100 — 130 g/dm° CdO
30 — 40 g/dm?, NaOH 5 — 25 g/dm® Na,SO, 40 — 60 g/dm®, Na, CO; do 60
g/dm?®, NiSO, 0,5 — 15 g/dm?; temperatura otoczenia,

— wanna 231 — kadmowanie: NaCN 56 — 63 g/dm? Cd 14 — 17 g/dm® NaOH
11-14 g/dm?®.

Zakres temperatury procesu kadmowania w wannach nr 210 i 231 bedzie wynosit
15 - 35°C, temperatura kagpieli utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki elektrycznej
o mocy 2000W. Pomiar temperatury kgpieli dokonywany bedzie za pomocg
termopary zainstalowanej w wannie.

W procesie kadmowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach przelewowych.
Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg rynny sptywowe
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli bedg kierowane odpowiednim
rurociggiem do zbiornika $ciekdw cyjanowych, znajdujacego sie wewnatrz
podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skagd podawane beda do neutralizatora.

Wanny w linii do kadmowania bedg wyposazone w ssawki wentylacyjne podtgczone
do instalacji wyciggowej, zakonczonej emitorem E-1/H4.

« kapiele do cynkowania - wanny nr 206, nr 211 o tgcznej pojemnosci 2880 dm?®
napetnione kapielami cyjanowymi o sktadzie NaCN 50 — 120 g/dm® NaOH
50 — 100 g/ dm?®, ZnO 20 - 45g/ dm?, Na, CO5 do 60 g/dm?.
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Proces cynkowania bedzie prowadzony w temperaturze otoczenia. Pomiar
temperatury kagpieli dokonywany bedzie za pomocg termopary zainstalowanej
w wannie. W procesie cynkowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach
przelewowych. Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg
rynny sptywowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli bedg
kierowane odpowiednim rurociggiem do zbiornika sciekdw cyjanowych, znajdujgcego
sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane bedg
do neutralizatora.

Wanny z linii do cynkowania bedg wyposazone w ssawki wentylacyjne podtaczone
do instalacji wyciggowej zakonczonej emitorami E-1/H4 oraz E-3/H4.

 kapiel do miedziowania - wanna nr 236 o pojemnosci 1279 dm?® napetniona
kapiela cyjanowa o sktadzie Cu 22-37 g/dm®, NaCN 3- 6 g/dm?®, NaKC4H4Oex4H,0
31 - 62 g/dm®, Na,CO3 12,5-50 g/dm?.

Temperatura kagpieli: 60-65°C utrzymywana bedzie przy pomocy wody
technologicznej doprowadzonej wezownicg grzewczg. Pomiar temperatury kapieli
dokonywany bedzie za pomocg termopary zainstalowanej w wannie.

W procesie miedziowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczce stacjonarnej
Pomiedzy wanng procesowg a ptuczkg zastosowana bedzie rynna sptywowa
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli bedg kierowane odpowiednim
rurociggiem do zbiornika Sciekdw cyjanowych, znajdujgcego sie wewnatrz
podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanny z linii do miedziowania wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone
do instalacji wyciggowej zakonczonej emitorem E-3/H4.

e kapiele do niklowania elektrolitycznego — wanny nr 227, 229, o tacznej
pojemnosci 2086 dm? napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

— wanna nr 227 - NiSO4 x 6H,0 170 — 208 g/dm® NH.Cl 20 — 25 g/dm?®,
H3BO3 20 — 30 g/dm?.
Temperatura kapieli 52 - 62°C utrzymywana bedzie przy pomocy wody
technologicznej doprowadzonej wezownicg grzewcza. Pomiar temperatury
kapieli dokonywany bedzie za pomocg termopary zainstalowanej w wannie.

— wanna nr 229 —NiCl, x 6H,O 200 — 260 g/dm® HCI 30 — 40 g/dm?®.
Temperatura kapieli 15 - 30°C utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki
elektryczne,;.

W  procesie niklowania elektrolitycznego  stosowane bedzie ptukanie
w ptuczkach stacjonarnych. Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami
zastosowane beda rynny sptywowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kagpieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem
do zbiornika kwasno-alkalicznego znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane bedag do neutralizatora. Wanny z linii do niklowania
elektrolitycznego wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtagczone do instalacii
wyciggowej zakonczonej emitorami E1-H4 oraz E-2/H4 .
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e kapiel do cynowania alkalicznego — wanna nr 209 o pojemnosci 370 dm?,
napetniona kapielg o skladzie: Na, SnO; 50 — 100 g/ dm®, NaOH 10 — 25 g/dm?.

Temperatura kapieli 70 - 80°C utrzymywana bedzie przy pomocy wody
technologicznej doprowadzonej wezownicg grzewczg i grzatkg elektryczng. Pomiar
temperatury dokonywany bedzie za pomocg termopary zainstalowanej w wannie.

W procesie cynowania alkalicznego stosowane bedzie piukanie w ptuczkach
stacjonarnych. Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg
rynny sptywowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kgpieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego znajdujgcego sie wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna z linii do cynowania alkalicznego wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne
podtaczone do instalacji wyciggowej, zakonczonej emitorem E-3/H4.

o kapiele do trawienia— wanny nr 221, nr 202, nr 218, nr 228, nr 223, 237, 242
o tacznej pojemnoséci 3428 dm® napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

— wanna 202, 221 — trawienie stali: H,SO,4 125-250 g/dm?, NaCl 20-30 g/dm?,
regulator trawienia S-88 1-2%, temperatura kgpieli — temperatura otoczenia;

— wanna 218 — trawienie stali: H,SO, 520-600 g/dm®, temperatura kapieli —
temperatura otoczenia,;

— wanna 228 — trawienie w kwasie solnym — HCI 40 - 60 g/dm?®, temperatura
kapieli — temperatura otoczenia;

— wanna 223 - trawienie miedzi i jej stopdéw: CrOz 25. 50 g/dm?, H,SO, 80-100
60 g/dm?, temperatura kapieli — temperatura otoczenia;

— wanna 237 - trawienie miedzi i jej stopéw H,SO, 300-500 g/dm® NaNOs;
300-500 g/dm?, NaCl 3-5 g/dm?, temperatura kapieli — temperatura otoczenia;

— wanna 242 — trawienie tytanu: 2/3 obj., HNO3 1/3 obj. HF, temperatura kapieli
— temperatura otoczenia.

Ewentualne rozchlapki kapieli - kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do
zbiornika kwasno-alkalicznego znajdujacego sie wewnagtrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanny wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone do instalacji
wyciggowej, zakonczonej emitorami E-2/H4 oraz E4/HA4.

o kapiele do chromianowania — wanny nr 226, nr 225, nr 214 o tgcznej
pojemnosci 1650 dm? napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

— wanna 226 — chromianowanie powloki kadmowej:Na,Cr,O; 135 -182 g/dm?,
H,SO. 9,5-16,5 g/dm® temperatura kapieli 15-30°C utrzymywana bedzie przy
pomocy grzatek elektrycznych;

— wanna nr 225 — chromianowanie po fosforanowaniu - sktad kapieli: K.Cr,O7
50-80 g/dm?®, temperatura kapieli 70-80°C utrzymywana bedzie przy pomocy
wody technologicznej doprowadzonej wezownicg grzewczg oraz grzatek
elektrycznych;
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— wanna nr 214 — przejasnianie kadmu - sktad kapieli: CrOs 140-160 g/dm?,
H,SO, 4-7 g/dm®, temperatura kapieli — temperatura otoczenia.
Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do
zbiornika sciekow chromowych, znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia
obiektu galwanizerni, skad bedg podawane do neutralizatora.
Wanny 225 i 226 wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-4/H4.

e Kapiel do fosforowania wanna nr 224 o pojemnoéci 504 dm?®
fosforanowanie oksydacyjne: Ba(NOs), 30 — 40 g/dm® zZn(NOs), 10-20 g/dm?,
Zn(H,P0,), 8 — 12 g/dm®.

W procesie fosforanowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczce stacjonarnej.
Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg rynny sptywowe
Z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kgpieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujacego sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podtgczone do instalaciji
wyciggowej zakonczonej emitorem E4/H4.

e kapiel do spulchniania warstwy alfirowanej - wanna nr 241 o pojemnosci
605 dm? napetniona kapielg alkaliczng o sktadzie: NaOH 600 — 850 g/dm?,
NaNO, 60 — 120 g/dm?®.

Temperatura kagpieli 130 - 145°C utrzymywana bedzie za pomocg grzatek
elektrycznych, znajdujacych sie w obudowie z rury nierdzewnej. Pomiar temperatury
kapieli dokonywany bedzie za pomocg termopary  zainstalowanej
w wannie.

W procesie spulchniania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach stacjonarnych.
Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg rynny sptywowe
Z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego znajdujgcego sie wewnatrz  podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w pokrywe dla ograniczenia utraty ciepta oraz wentylacje
wycigagowg zakonczong emitorem E-3/H4.

e kapiel do aktywowania cyjanowo - alkalicznego - wanna nr 230
o pojemnosci 1170 dm® napetniona kapielg procesowa o sktadzie: NaOH
50-100 g/dm®, NaCN 50-100 g/ dm?® temperatura kapieli — temperatura
otoczenia;

Ewentualne rozchlapki kgpieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
Sciekdbw cyjanowych, znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.
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Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podtagczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-1/H4

e kapiele do zdejmowania cynku, niklu, kadmu i miedzi wanny nr 203, 205,
213, 238 o facznej pojemnosci 1856 dm?

— wanna 203 o skfadzie: H,SO, 125-250 g/dm®, NaCl 20-30 g/dm?, regulator
trawienia S-88 1-2%, temperatura kapieli — temperatura otoczenia,
— wanna 205 o sktadzie H,SO4 1600 — 1750 g/dm?, C3Hs(OH)3 8 -12 g/dm?®,
temperatura kapieli — temperatura otoczenia;
— wanna 213 o skladzie: NH4;NO;104-157 g/dm?® temperatura kapieli —
temperatura otoczenia,
— wanna 238 NaCN 90-180 g/dm?®, Enstrip S 50-80 g/dm?® temperatura kapieli —
20 — 60°C, utrzymywana za pomoca grzatki elektryczne;.
Wanny 203 i 205, 238 wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podtgczone
do instalacji wyciggowej zakonczonej emitorami E2/H4, E3/H4, E4/H4.

e kapiele do odttuszczania chemicznego wanny nr 201, 217 — o tacznej
pojemnosci 2467 dm? napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

— wanna 201: Na,COs3 50-100 g/dm®, NaOH 20-60 g/dm?®, temperatura kapieli
60-95°C utrzymywana bedzie za pomocg wody technologicznej
doprowadzonej wezownicg grzewcza;

— wanna 217 o sktadzie TURCO 30-45 g/dm?®, temperatura kapieli 60-95°C
utrzymywana bedzie za pomocg wody technologicznej doprowadzonej
WezZownicg grzewcza;

Wanny wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E2/H4.

o kapiele pozostate — wanny o tacznej pojemnosci 3462 dm?>;

— do pasywacji wanna nr 207 (w roztworze corrotriblue extreme 5%), wanna nr
216 (sktad kapieli: Na,Cr,0; 170 - 200 g/dm* H2S04 14-20 g/dm®, wanna nr
239 Na,Cr,07 x 2 H,0 20 50-60 g/dm?®, HsPO, 15-20 g/dm?®, NaF 1-2 g/dm?,
— do neutralizacji wanna nr 204 w kapieli Na,CO5 30-50 g/dm?,
— do przejasniania wanna nr 215 (skfad kapieli : CrO3 280 — 300 g/dm?, H,SO,
7-8 g/dm®, HNO3 150 g/dm?,
— do aktywacji 235 w kapieli: NaCN 45-55 g/dm?.
Wanna o nr 235 wyposazona bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone do instalacii
wyciggowej zakonczonej emitorem E3/H4

b) wezet chemiczny o tacznej pojemnosci 6,87 m®

e kapiele do pasywacji- wanny nr 314, 315 (pasywacja w kwasie azotowym)
316, 317 o tacznej pojemnosci: 1093 dm® napetnione kapielami procesowymi

o sktadzie:
— wanna 316 HNO;z; 150 — 260 g/dm® Na,Cr,0; x 2 H,O 20 — 30 g/dm?
temperatura kagpieli 50 - 65°C utrzymywana bedzie za pomocg wody
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technologicznej doprowadzonej wezownicg grzewczg oraz za pomocg grzatki
elektrycznej o mocy 2000W. Pomiar temperatury dokonywany bedzie za
pomoca termopary zainstalowanej w wannie.

— wanna 317 CrO3 80 - 90 g/dm?®, H,SO,4 25 — 30 g/dm®. Temperatura kapieli —
temperatura otoczenia. Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomoca
termopary zainstalowanej w wannie.

Ewentualne rozchlapki kgpieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
Sciekow chromowych, znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad bedg podawane do neutralizatora.

Wanny z linii do pasywacji wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtaczone do
instalacji wyciggowej zakonczonej emitorami E-4/H4 oraz E17/H4

e kapiel do fosforanowania - wanna nr 321, o pojemnosci 1116 dm*
napetniona kapiela procesowa o skfadzie: Ankofos A-20 100 — 150 g/dm?®,
Ankofos E-20 100 — 150 g/dm?,

Temperatura kapieli 80-94°C utrzymywana bedzie za pomocg wody technologicznej
doprowadzonej wezownicg grzewczg oraz za pomocqg grzatki elektrycznej o mocy
2000W. Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomocg termopar
zainstalowanych w wannie. Wanna wyposazona bedzie w pokrywy dla ograniczenia
utraty ciepta. W procesie fosforanowania stosowane bedzie ptukanie w piuczce
stacjonarnej. Pomiedzy wanng procesowg a ptuczkg zastosowana bedzie rynna
sptywowa z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kgpieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujgcego sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podtaczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-17/H4.

o kapiel do ptukania w dwuchromianie po pasywacji - wanna nr 318,
0 pojemnosci 564 dm?®, sktad kapieli: Na,Cr,0O7 x 2 H,O 45-55 g/dm?,

Temperatura kgpieli 70 - 80°C utrzymywana bedzie za pomocg wody technologiczne;j
doprowadzonej wezownicg grzewczg oraz grzafki elektrycznej o mocy 2000 W.
Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomocg termopary zainstalowanej
w wannie. Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem
do zbiornika sciekow chromowych, znajdujgcego sie wewnagtrz podpiwniczenia
obiektu galwanizerni, skad bedg podawane do neutralizatora. Wanna wyposazona
bedzie w pokrywe oraz wentylacje wyciggowg zakornnczong emitorem E-4/H4.

e kapiele do trawienia — wanny nr 311, 312 o lacznej pojemnosci 1125 dm?,
napetnione kgpielami procesowymi o skfadzie:

— wanna 312 — trawienie w kwasie solnym: HCI 40-60 g/dm?, temperatura kapieli
15,5-60°C,
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— wanna 311 trawienie stalii HClI 175 — 285 g/dm® Fe do 37,5 g/dm?®,
Cu do 3,7 g/dm?, temperatura kapieli — temperatura otoczenia
Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego znajdujgcego sie wewnagtrz  podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.
Wanny wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-17/H4.

« kapiele pozostate o tacznej pojemnosci 1749 dm?

e do odttuszczania wanna nr 301 (sktad kapieli C,HCI; stabilizowany), wanna nr
310 (sktad kapieli: OAKITE 90 37,5 - 90 g/dm?),

e hydrofobizacji wanna nr 326 w roztworze HSO PASCOAT 100 8-40 %,

e neutralizacji wanna 328 w roztworze NaOH 5-10 g/dm?®
Ewentualne rozchlapki kgpieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
Sciekow kwasno-alkaicznych, znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.
Wanna 301 wyposazone bedzie w ssawki wentylacyjne podifgczone do instalacii
wyciggowej zakonczonej emitorem E-16/H4.
Wanna 310 wyposazone bedzie w ssawki wentylacyjne podifgczone do instalacii
wyciggowej zakonczonej emitorem E-17/H4.

c) wezet chromowy o lacznej pojemnosci 9,02 m®

e kapiele do chromowania - wanny nr 101, nr 103, nr 110, nr 107, nr 108, nr
128 o tacznej pojemnosci 4 105, 5 dm* napetnione kapiela procesowg o skiadzie:

— wanny nr 101 oraz 110 - chromowanie techniczne: CrO; 125 — 250 g/dm?® ,
H,SO,, 1,2 — 2,5 g/dm?, temperatura kapieli 50-60°C utrzymywana bedzie za
pomocg wody technologicznej doprowadzonej wezownica grzewczg oraz za
pomocg grzatki elektrycznej,

— wanna nr 103 — chromowanie czarne: CrOs; 200 — 280 g/dm3, CH3COOH
2 — 6 g/dm?®, temperatura kapieli — temperatura otoczenia,

— wanna nr 107 - chromowania CR110: CrO3 225 — 235 g/dm® , H,SO, , 0,8 —
1,2 g/dm3, temperatura kapieli 50-60°C utrzymywana bedzie za pomoca wody
technologicznej doprowadzonej wezownica grzewczg oraz za pomocag grzatki
elektrycznej,

— wanny nr 108 oraz 128 - chromowanie HEEF 25 CrO3 245 — 255 g/dm?®, H,SO,
3,5 — 4,0 g/dm?®, temperatura kapieli 55-60°C utrzymywana bedzie za pomoca
wody technologicznej doprowadzonej wezownica grzewczg (wanna 108) oraz
za pomocg grzatki elektrycznej (wanna 108 i 128)

Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomocag termopar zainstalowanych
w kazdej wannie.

W procesie chromowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach stacjonarnych.
Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg rynny sptywowe
z tworzywa sztucznego.
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Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
Sciekow chromowych, znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.

Wanny do chromowania wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone do
instalacji wyciggowej zakonczonej emitorami E-8/H4 oraz E-9/H4. Emitory beda
wyposazone w skrubery do wytrgcania aerozolu kwasu chromowego.

o kapiele do zdejmowania chromu - wanny nr 104 i 106 o tacznej pojemnosci
1000 dm* napetnione kapielg o sktadzie:

— wanna nr 104 o skfadzie: Na,CrO, do 20 g/dm® NaOH , 100 — 150 g/dm?,
temperatura kgpieli — temperatura otoczenia

— wanna nr 106 o sktadzie: 50% obj HCI 36%, 0,28% obj Armohib temperatura
kapieli — temperatura otoczenia
Ewentualne rozchlapki kagpieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika

Sciekbw chromowych, znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.

o kapiel do polerowania elektrolitycznego stali odpornej na korozje — wanna nr
102 o pojemnosci 516 dm?>. Skfad kapieli: HsPO4 800 - 1000 g/dm®, H,SO,
450 - 600 g/dm?®

Temperatura kgpieli 50 - 80°C utrzymywana bedzie za pomocg wody technologiczne;j
doprowadzonej wezownicg grzewczg. Pomiar temperatury dokonywany bedzie
termoparg zainstalowang w wannie.

Ewentualne rozchlapki kgpieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego znajdujgcego sie wewnatrz  podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podfgczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-8/H4.

 kapiel do bichromizacji wanna nr 119 o pojemnosci 200 dm?, sktad kapieli:
HNO; 21 — 30 g/dm?, K,Cr,07 15 — 20 g/dm?®, NH4Cl 0,75 1,25 g/dm?, temperatura
kgpieli 70 - 80°C utrzymywana bedzie za pomocg wody technologicznej
doprowadzonej wezownicg grzewczg oraz grzatkg elektryczng. Pomiar
temperatury dokonywany bedzie za pomocg termopary zainstalowanej w wannie.

« kapiel do pasywacji po bichromizacji — wanna nr 120 o pojemnosci 200 dm?,
sktad kapieli: K»Cr,0O7 50-70 g/dm?, temperatura kapieli 70 - 100°C utrzymywana
bedzie pomocg wody technologicznej doprowadzonej wezownicg grzewczg oraz
grzatkg elektryczng Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomocg
termopary zainstalowanej w wannie.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
Sciekdbw chromowych, znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad bedg podawane do neutralizatora.

Wanny wyposazone bedg w pokrywe oraz wentylacje wyciggowa. Opary znad wanny
odprowadzane beda emitorem E-8/H4.
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o kapiel do trawienia w kwasie siarkowym wanna nr 112 o pojemnosci 1042 dm?,
sktad kapieli H,SO, 520- 600 g/dm?®

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podtaczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-10/H4.

« kapiele pozostate o pojemnosci 1528 dm?®
— do odtluszczania w roztworze Turco 4215 NCLT 30-60 g/dm3 wanna nr 111,
— do oczyszczania anod otowiowych wanna nr 114, skiad kapieli NaOH 100
g/dm?®, KNaC4H4Og 100 g/dm?.

Wanny wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-10/H4.

d) wezel anodowniczy o tacznej pojemnosci wanien 14,04 m°

e kgpiele do anodowania - wanny nr 401, nr 402, nr 403, nr 404, nr 405, nr 406, nr
407, nr 417, nr 411, nr 412, nr 413, nr 414, nr 415 o tacznej pojemnosci
12 610 dm?®, napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

—wanna 401 - odttuszczanie na gorgco: Turco Sprayze NP-LT 5-8%, temperatura
kapieli 60 - 68°C;

—wanna 402 - trawienie alkaliczne — NOVAETCH 200 35 — 45 g/dm?®, temperatura
kapieli 55-70°C,

—wanna 403 — odtlenianie Deoxidiser 6/16: Cr®* 4,5 -13,5 g/dm® HNO;
75-150 g/dm?, temperatura kapieli 10 -27°C,

—wanna 404 — alodynowanie — Alocrom 1200 8 — 10, 5 g/dm?, temperatura kapieli
20 -25°C,

—wanna 405 - anodowanie w kwasie siarkowym H,SO, 200 — 220 g/dm?,
NaCl g/dm?, do 0,2 g/dm?*, Al do 8 g/dm?®, temperatura kapieli 18 - 22°C.

—wanna 406 - anodowanie w kwasie siarkowo-borowym — sktad kapieli: H3BO3
5,2-10,7 g/ldm?, H,S0,30,5-52,0 g/dm?, temperatura kapieli 24,5 — 28,9°C,

—wanny 407 oraz nr 417 - anodowanie w kwasie chromowym — sktad kagpieli:
CrO3 35-45 g/dm3, temperatura kapieli 38 - 42°C,

—wanna nr 411 - usuwanie powtok z aluminium i jego stopow: CrOsj
7,5 — 10 g/dm®, H3PO,4 8,0 — 12,0 g/dm?,

—wanna nr 412 — uszczelnianie w octanie niklu: Ni(CHzCOO); 15 — 20 g/dm?,

—wanna nr 413 — barwienie na czarno: Cr** 2 — 6 g/dm?,

—wanna nr 414 — barwienie na zielono: Cr®* 0,3 — 0,8 g/dm?,

—wanna nr 415 - barwienie na czerwono: Cr®* 1,0 — 5,0 g/dm?,

Wanny wyposazone beda w grzafki elektryczne o mocy 2000V. Pomiar temperatury
dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowanej w wannie.

W procesie anodowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach stacjonarnych.
Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg rynny sptywowe
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli z wanien 401, 402, 405, 406)-
kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika Sciekéw kwasno-
alkalicznych, znajdujgcego sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie
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przepompowywane do neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kapieli z wanien 403,
404, 407, 417 kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika Sciekow
chromowych, znajdujgcego sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie
przepompowywane beda do neutralizatora.

Wanny wyposazone bedg w ssawy wentylacyjne podtgczone do instalacji wyciagowej
zakonczone emitorami E-7/H4, E-11/H4, E-12/H4, E-18/HA4.

e) wezet PFD — wanny nr 501 — 504 oraz 551- 559 (9 wanien kontroli przypalen
o poj. 19 dm® kazda) o tacznej pojemnosci 4,61 m?* napetnione kapielami
procesowymi o sktadzie:

— wanna nr 501 - odtluszczanie na gorgco: Turco Sprayze NP-LT 5-8%,,
temperatura kgpieli 60 - 68°C; wanna wyposazona bedzie w grzatki elektryczne
0 mocy 2000 W. Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomocg termopary
zainstalowanej w wannie

— wanna nr 502 - trawienie aluminium: HNO3; 112 — 225 g/dms, 50% HF 1,25 ml/l,
temperatura kapieli — temperatura otoczenia;

— wanna nr 503 - trawienie tytanu HNOj3; 299 — 323 g/l, temperatura kapieli —
temperatura otoczenia;

— wanna nr 504 - odtlenianie: DEOXIDISER 7/17 23 — 28 g/l, 70% HNOs3,
80 — 100 ml/l, CrO3 temperatura kagpieli 10-27°C.

W przypadku rozlewu, kapiele (dotyczy wanien: 501, 502, 503) kierowane bedg
odpowiednim rurociggiem do zbiornika sciekow kwasno-alkalicznych, znajdujgcego
sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie przepompowywane
do neutralizatora. W przypadku rozlewu, kapiel (dotyczy wanny 504) kierowana
bedzie odpowiednim rurociggiem do zbiornika Sciekdw chromowych, znajdujgcego
sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie przepompowywana
do neutralizatora.

Wanny nr 501, nr 502, nr 503, nr 504 wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne
podtaczone do instalacji wyciggowej zakonczonej emitorem E-7/H4.”

1.3 Dodaje punkt 1.2.3.1. o brzmieniu:

»1.2.1.3 Wezet lakierniczy

Dwukomorowa kabina lakiernicza o przestrzeni roboczej 2 x (4500 x 3000 x
2650mm).
Kabina wyposazona bedzie w wentylatory:

- powietrza nawiewanego o wydajnosci 2 x 24500 m®/h,

- wentylator wyciagowy o wydajnosci 2 x 24500 m*/h.
W kabinie zastosowana bedzie dwustopniowa filtracja powietrza dostarczanego do
kabiny, realizowana przez:

- filtr tkaninowy klasy EU3 w centrali nawiewno-grzewczej

- filtr tkaninowy klasy EU5 w plenum nawiewnym.
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Powietrze odciggane z kabiny lakierniczej przed wprowadzeniem do atmosfery
bedzie oczyszczane w dwustopniowym systemie suchej filtracji powietrza,
o catkowitej skutecznosci >99%.
Zespot filtracyjny sktadac sie bedzie z:
— | stopien — filtr szczelinowy papierowy o chtonnosci 3+18 kg farby/m?,
skutecznos¢ filtracji: 91+98,1%
— |l stopien — mata filtracyjna PAINT STOP o chtonnos$ci 3,5+4,7 kg pytéw/m?,
skutecznos¢ filtracji: 90+95%.
Instalacja odciggu powietrza z kabiny wyposazona bedzie rowniez w rekuperator
odzysku ciepta o sprawnosci 40%.

Opary z kabiny bedg odprowadzane do powietrza dwoma emitorami E-14/H4
i E15/H4

1.4 W Punkcie 1.4.1 zapis o tresci :

Oczyszczone Scieki pogalwaniczne, poprzez przelew koronowy osadnika,
odprowadzane bedg kolektorem sciekowym do otwartego systemu kanalizacyjnego
(row ziemny nalezacy do obcego podmiotu).

otrzymuje brzmienie:

Oczyszczone Scieki pogalwaniczne, poprzez przelew koronowy osadnika,
odprowadzane bedg zaktadowg kanalizacjg technologiczng do urzadzen
kanalizacyjnych EURO —EKO MEDIA Sp. z o.0.

[.5 Punkt od Il.1 otrzymuje brzmienie:

» Il.1. Dopuszczalna wielkos¢ emisji gazéw wprowadzanych do powietrza
z instalacji.

I1.1.1. Maksymalna dopuszczalna emisja gazow z instalacji

Tabela 1
Dopuszczalna wielkos¢ emisji
Lp. | Emitor Zrédto emisji Rodzaj substancji kg/h
zanieczyszczajacych
cyjanowodor 0,01750
cynk * 0,00030
kadm* 0,00025
1. |Eama | Wannynr 22201 221219 212,230 e 0,00001
oot pyt ogotem 0,00056
pyt zawieszony PM10 0,00056
pyt zawieszony PM 2,5 0,00056
chlorowodér 0,00490
kwas siarkowy 0,02030
nikiel* 0,00080
2. | E-2ma | WANMY ;;720;2203’13032’;718’ 221 | chrome 0,00010
' ' ' cynk * 0,00030
pyt ogétem 0,00120
pyt zawieszony PM10 0,00120
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pyt zawieszony PM 2,5 0,00120
cyjanowodor 0,01500
cynk* 0,00200
cyna* 0,00010
3. |Eams | Wanynr 2222' 23?’ 235,236, | Hiedz 0,00008
' pyt ogotem 0,00218
pyt zawieszony PM10 0,00218
pyt zawieszony PM 2,5 0,00218
dwutlenek azotu 1,50000
fluor 0,06000
kwas siarkowy 0,00800
Wanny nr chrom* 0,00400
4. E-4/H4 205, 223, 224, 226,242, 315, 317 o '
295 316. 318 nikiel * 0,00050
' ' pyt ogotem 0,00450
pyt zawieszony PM10 0,00450
pyt zawieszony PM 2,5 0,00450
dwutlenek azotu 0,02000
kwas siarkowy 0,00050
5 E-6/H4 Odciag z magazynku chrom*,‘ 0,00390
chemicznego pyt ogotem 0,00390
pyt zawieszony PM10 0,00390
pyt zawieszony PM 2,5 0,00390
dwutlenek azotu 0,01000
fluor 0,00400
6 E-7/H4 Wanny nr 401, 402, 403, 404, chrom* 0,00120
501, 502, 503, 504 pyt ogétem 0,00120
pyt zawieszony PM10 0,00120
pyt zawieszony PM 2,5 0,00120
dwutlenek azotu 0,02000
chlorowodér 0,00220
kwas siarkowy 0,00060
7. |Esma | Wannynr 11;%' 1122’ 108,119, 1 chrome 0,00306
' pyt ogétem 0,00306
pyt zawieszony PM10 0,00306
pyt zawieszony PM 2,5 0,00306
kwas siarkowy 0,0085
8. | E-9H4 Wanny nr Chtmm: 8’8222
. - pyt ogétem ,
101, 103, 104, 107, 108, pyt zawieszony PM10 0,0385
pyt zawieszony PM 2,5 0,0385
9. | E-10/H4 " \ivlaznnﬂzr 7 kwas siarkowy 0,00300
kwas siarkowy 0,02500
bor* 0,00450
10. | E-11/H4 Wanny nr 405, 406 pyt ogétem 0,00450
pyt zawieszony PM10 0,00450
pyt zawieszony PM 2,5 0,00450
chrom* 0,00012
pyt ogétem 0,00012
11. | E-12/H4 Wanny nr 407, 417 oyt zawieszony PM10 0,00012
pyt zawieszony PM 2,5 0,00012
12. | E-13/H4 Mieszalnia farb etylobenzen 0,00040
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octan butylu 0,00500
octan etylu 0,00250
ksylen 0,00585
metyloetyloketon 0,00500
alkohol butylowy 0,00500
weglowodory alifatyczne 0,00100
weglowodory aromatyczne 0,00450
etylobenzen 0,00400
octan butylu 0,05000
octan etylu 0,02500
E-14/H4 . . ksylen 0,05850
13 Odciag z malarni metyloetyloketon 0,05000
alkohol butylowy 0,05000
weglowodory alifatyczne 0,01000
weglowodory aromatyczne 0,04500
etylobenzen 0,00400
octan butylu 0,05000
octan etylu 0,02500
E-15/H4 . . ksylen 0,05850
14. Odciag z malarni metyloetyloketon 0,05000
alkohol butylowy 0,05000
weglowodory alifatyczne 0,01000
weglowodory aromatyczne 0,04500
15. | E-16/H4 Wanna do odtluszczania trojchloroetylen 0,2612
w parach TRI
chlorowodér 0,00200
dwutlenek azotu 0,02000
Wanny nr 310, 311, 312, 314, cynk * 0,00020
16. | E-17/H4 321, pyt ogotem 0,00020
w tym pyt zawieszony PM10 0,00020
w tym pyt zawieszony PM 2,5 0,00020
chrom* 0,00060
pyt ogétem 0,00060
17. | E-18/H4 Wanny nr 409 - 415 oyt zawieszony PM10 0.00060
pyt zawieszony PM 2,5 0,00060
: dwutlenek siarki 0,0050
18. | E-1/N4 Dygestorium kwas siarkowy 0,0158
Wanny z pirosiarczynem sodu, 00108
19. | E-2/N4 kwasem siarkowym, kwas siarkowy '
wodorotlenkiem sodu
. o, I 0,0079
20 | E-a/N4 Dwie komory neutrahzgcp smgkow dwutler_1ek siarki 0.0238
chromowych (odpowietrzenie), kwas siarkowy
21 | E-5/N4 Dwie komory do korekty pH chlorowodér 0,0022
(odpowietrzenie), cyjanowodér 0,0022
29 | E-6/N4 Dwie komory neutralizacji $ciekéw | chlor 0,0288
cyjanowych (odpowietrzenie) cyjanowodor 0,0018

* — jako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10
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[1.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalaciji.

Tabela la
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Dopuszczalna wielkosc emisji
[Mg/rok]
1. pyt ogotem 0,529446
2. pyt PM 10 0,529446
3. pyt PM 2,5 0,529446
4. dwutlenek siarki 0,113000
5. kwas siarkowy 1,019000
6. dwutlenek azotu 13,75000
7. cynk * 0,024500
8. nikiel * 0,011480
9. chlor 0,252300
10. miedz * 0,000701
11. fluor 0,561000
12. cyna* 0,000876
13. bor* 0,039400
14. kadm* 0,002190
15. cyjanowodor 0,320000
16. chlorowodér 0,009900
17. tréjchloroetylen 2,288000
18. | chrom"™ 0,451000
19. alkohol butylowy 0,920000
20. metyloetyloketon 0,920000
21. etylobenzen 0,073600
22. octan butylu 0,920000
23. octan etylu 0,460000
24. weglowodory alifatyczne 0,184000
25. weglowodory aromatyczne 0,828000

* — jako suma metalu i jego zwigzkoéw w pyle zawieszonym PM10

|.6 Punkt od Il.3 otrzymuje brzmienie

»11.3.

Rodzaje i

ilosci

odpadéw przewidzianych do

wytworzenia

z uwzglednieniem ich podstawowego sktadu chemicznego i wlasciwosci oraz

sposoby gospodarowania odpadami

[1.3.1. Rodzaje i ilosci odpadow przewidzianych do wytworzenia z uwzglednieniem
ich podstawowego sktadu chemicznego i wiasciwosci .

11.3.1.1 Odpady niebezpieczne.

Tabela 2 a
Kod . Wiasciwosci i podstawowy skiad IIOéé,
Lp. odpadu Rodzaj odpadu chemiczny odpadow
[Mg/rok]
P Stan skupienia — ciekt
1. 07 03 01* Wody pop’ruczne Hugi Sktad: 2-metyrl)opentan0-2,31/-diol, 2,0
macierzyste azowe kompleksy chromowe
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Stan skupienia od ciektego do
o statego, Substancje palne
Odpady farb i lakieréw Skiad:gChromian (V]I) sptrontu,
zawierajgcych bisortofosforan(VI)] tricynku, tlenek
2. 08 01 11* rozpuszczalniki cynku, formaldehyd, ksylen, 1,0
organiczne lub inne etylobenzen, toluen, octan etylu,
substancje niebezpieczne octan butylu, iZObUtanOl, aceton,
chromiany cynku, metyloetyloketon,
metylobenzen
Stan skupienia staty Substancje
. palne
Szlamy z usuwania farb Sktad:Chromian (VI) strontu,
i lakieréw zawierajace bis[ortofosforan(VI)] tricynku, tlenek
3. 08 01 13* rozpuszczalniki cynku, formaldehyd, ksylen, 0,4
organiczne lub inne etylobenzen, toluen, octan etylu,
substancje niebezpieczne octan butylu, izobutanol, aceton,
chromiany cynku, metyloetyloketon,
metylobenzen
Stan skupienia ciekty, Substancje
Zmywacz farb lub palne
4. 08 01 21* lakierow (kabina Sktad: Dichlorometan, fenol, 0,5
lakiernicza) chromian sodu, sulfonowane sole
sodowe ropopoczodnych
Stan skupienia ciekty,
. Sktad: Kwas siarkowy (VI), kwas
5. 11 01 05* Kwasy trawigce 2,0
solny, kwas azotowy, kwas
fluorowodorowy, kwas fosforowy
Stan skupienia ciekly
Sktad: Wodorotlenek sodu,
Metakrzemian sodu, Weglan sodu,
Pirofosforan tetrasodu, 2-
(2-butoksyetoksy) etanol,
Heksafluorokrzemiany alkaliczne
N , , sodu, Benzotiazolo-2-tiol,
6. 110107 Alkalia trawigce Etoksylowany alkohol tluszczowy 2,0
C12-15, NaNOs, Nonyl phenol
ethoxylate 9 moles ethylene oxide,
Na,B;0; x 10H,0, Ksylenosulfonian
sodu, Terpena pomaranczowa,
Alkohol ttuszczowy, C8-10. EO/PO
eter benzylowy
. Stan skupienia staty (grudki)
7. 11 01 08* Odpady | szlamy Sktad: Azotany cynku, azotany baru, 0,5
z fosforanowania
Fosforany cynku, fosforany baru
Szlamy i osady Stan skupienia staty (toksyczne)
8. 11 01 09* | pofiltracyjne zawierajgce Sktad: Weglan sodu, cyjanek sodu, 0,4
substancje niebezpieczne cyjanek kadmu, siarczan baru
Odpady z odttuszczania A ;
9 1101 13* Zawierajace substancie Stan ékuple.nla lepka ciecz 7.75
. ] Skfad: TRI i ropopochodne
niebezpieczne
Inne odpady zawierajace Stan skupienia ciekty (toksyczne)
Substancje niebezpieczne Skifad: Bezwodnik ChromOWy,
10. | 11 01 98* (np. zuzyte kapiele, dwuchromian sodu, dwuchromian 3,0
odpady z kontroli potasu, kwas azotowy, kwas
penetracyjnej) siarkowy, cyjanek sodu, cyjanek
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miedzi, cyjanek kadmu, cyjanek
cynku

11.

12 01 12*

Zuzyte woski i ttuszcze

Stan skupienia staty Mieszanina
woskéw mikrokrystalicznych

1,0

12.

1501 10*

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Stan skupienia staty
Sktad: PP, PE zanieczyszczone
CrOs, kwas azotowy, kwas
fosforowy, azotan cynku, fosforan
cynku

2,0

13.

15 02 02*

Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

Stan skupienia staty
(widkna, guma)

Sktad: Bawetna, flanela, lateks
kauczuku naturalnego, nitryl, PP
zanieczyszczone CrOz, dwuchromian
sodu, dwuchromian potasu, cyjanek
sodu, cyjanek cynku, cyjanek kadmu,
kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas
solny

1,0

14.

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np.
odczynniki chemiczne)
zawierajgce substancje
niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych
i analitycznych

Stan skupienia staty.
Kwasy: solny, fosforowy, siarkowy,
azotowy, azotan srebra, EDTA,
nadmanganian potasu, amoniak,
wodorotlenek sodu, chromian (VI)
potasu, siarczan miedzi, cyjanek
potasu, fluorek amonu, wodorotlenek
potasu

0,1

15.

17 04 09*

Odpady metali
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

Stan skupienia staty
Zelazo z domieszkami chromu, niklu,
wegla, Aluminium, miedz, otéw, tytan
z domieszkami magnezu, krzemu,
Otéw z domieszkami cyny, antymonu
zanieczyszczone: wodorotlenek
sodu, cyjanek sodu, cyjanek cynku,
cyjanek miedzi, cyjanek kadmu,
CrO3, dwuchromian sodu,
dwuchromian potasu, kwas siarkowy,
kwas azotowy

2,0

16.

19 02 11*

Inne odpady zawierajgce

substancje niebezpieczne

(np. osady z czyszczenia
systemu wentylacji)

Stan skupienia staty i ciekly Skfad:
Wodorotlenek sodu, cyjanek sodu,
cyjanek cynku, cyjanek miedzi,
cyjanek kadmu, CrOz, dwuchromian
sodu, dwuchromian potasu, kwas
siarkowy, kwas azotowy

15

17.

19 08 13*

Szlamy zawierajace
substancje niebezpieczne
z innego niz biologiczne
oczyszczania sciekow
przemystowych (produkt
koncowy oczyszczania
Sciekéw technologicznych
w obiekcie neutralizatora)

Stan skupienia staty
Wodorotlenki: chromu (l11), niklu,
cynku, zelaza (lll), glinu, miedzi,

kadmu, cyny

40,0
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[1.3.1.2 Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela2b
Kod Wiasciwosci i podst ktad llosc
Lp. ° Rodzaj odpadu asciwoscl | podstawowy skia odpadéw
odpadu chemiczny
[Mg/rok]
1 1501 01 Opakowania z papieru Stan skupienia stai.y 0.5
i tektury Makulatura opakowaniowa
Stan skupienia staty
2. 1501 07 Opakowania ze szkta Piasek kwarcowy, weglan sodu, 0,2
weglan wapnia, tlenek boru, tlenek
otowiu (II)
Metale zelazne Stan skupienia staty
3. 16 01 17 (zlom Zelazny) Zelazo z domieszkami chromu, niklu, 5,0
wegla
Metale niezelazne (zuzyte Stan skupienia staty
4. 16 01 18 druty aluminiowe, Aluminium, miedz, otéw, tytan 2,0
zawieszki) z domieszkami magnezu, krzemu
5. 17 04 01 Miedz, braz, mosigdz Stan skupienia staty 2,0

Miedz, cynk, cyna

Stan skupienia staty

6. 17 04 02 Aluminium Aluminium z domieszkami magnezu, 2,0
krzemu, miedzi
7. | 170403 Ofow _ Stan skupienia staly 2,0
Oléw z domieszkami cyny, antymonu
Stan skupienia staty
8. 17 04 05 Zelazo i stal Zelazo z domieszkami chromu, niklu, 7,0
wegla
Stan skupienia staty
9. 17 04 07 Mieszaniny metali Zelazo z domieszkami chromu, niklu, 5,0
wegla, Aluminium, miedz, otéw, tytan
z domieszkami magnezu, krzemu
Kable inne niz Stan skupienia staty
. o 2,0
10 170411 wymienione w 17 04 10 Miedz, aluminium w ostonie PE
o drl)r;g(; ?J\?%%Q':E;;xﬁy . Stan skupienia staty
11. 1909 04 filtracji wstepnej przy Substancje zgalbsstrbowane przez 1,0
stacji DEMI) wegiel aktywny
Nasycone lub zuzyte Stan skupienia staty
12. | 190905 zywice jonowymienne Zywice nasycone zwigzkami zelaza i 1,0
(stacja Demi) manganu

[1.3.2. Sposoby dalszego gospodarowania odpadami

11.3.2.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 3a
Sposoéb
Kod . Miejsce powstawania dalszego
Lp. odpadu Rodzaj odpadu odpadu gospodarowania
odpadem
I galwanizernia
1. | 070301 Wody poptuczne iiugi (obiekt H-4) D10
macierzyste .
wanny galwaniczne
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Odpady farb i lakierow galwanizemia
5 08 01 11* zawierajgcych rozpuszczalniki (obiekt H-2) D10
organiczne lub inne substancje o Lo
. . kabina lakiernicza
niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb galwanizemnia
3. | ogo113* | laklerow zawlerajce (obiekt H-4) - kabina D10
rozpuszczalniki organiczne lub lakiernicza
inne substancje niebezpieczne
. galwanizernia
4. | 080121* Zm}(,::;ii;i:;bn:::;row (obiekt H-4) D10
kabina lakiernicza
galwanizernia
5. 11 01 05* Kwasy trawigce (obiekt H-4) D10
wanny galwaniczne,
galwanizernia
6. 1101 07* Alkalia trawigce (obiekt H-4) D10
wanny galwaniczne
galwanizernia
7 1101 08* Odpady i szlamy (obiekt H-4) _ D10
z fosforanowania odpady po czyszczeniu
wanien galwanicznych
galwanizernia
Szlamy i osady pofiltracyjne (obiekt H-4)
8. 11 01 09* zawierajgce substancje odpady powstate D10
niebezpieczne w wyniku dekantaciji
kapieli
Odoad " ] galwanizernia
ady z odttuszczania ;
9. 11 01 13* zav‘\)/iergjace substancje (Ozb;l::ugi)zgn?:svad D10
niebezpieczne parach TRI
Inne odp_ady_ zawie_raja_ce galwanizernia
10. | 110198+ | Substancie niebezpieczne (obiekt H-4) — zuzyte D10
(np. zuzyt(nT kapiele, ijpa_ldy kapiele gal .
z kontroli penetracyjnej) api€le galwaniczne
N . - galwanizernia
11. | 120112 Zuzyte woski i ttuszcze (obiekt H-2) D10
Opakowania zawierajgce
12 | 1501 10* pozostatosci substanc;ji laboratorium, magazyn R1. D10
niebezpiecznych lub nimi chemiczny '
zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny do . .
13. | 1502 02* wycierania (np. szmaty, galvt\)/fslrlllzarr:a D10
Scierki) i ubrania ochronne (obiekt H-4)
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki
14. | 160506* | Chemiczne) zawierajace laboratorium D10
substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliéw
laboratoryjnych i analitycznych
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galwanizernia

Odpady metali obiekt H-4) — ztom
15. | 1704 09* | zanieczyszczone substancjami ( . ) . R11, R12
. . ; z wymiany wktadéw
niebezpiecznymi , ,
wanien galwanicznych
Inne odpady zawierajgce galwanizernia
16. | 19 02 11* substancje nlebezpleczn.e (obiekt H-4)' — osady D10
(np. osady z czyszczenia Z oczyszczania systemu
systemu wentylaciji) wentylacji
Szlamy zawierajgce
substancje niebezpieczne
z innego niz biologiczne
oczyszczania sciekow neutralizator
17. | 1 13+ . D1
90813 przemystowych (produkt (obiekt N-4) 0
koncowy oczyszczania
$ciekow technologicznych
w obiekcie neutralizatora)
[1.3.2.2 Odpady inne niebezpieczne
Tabela 3b
Kod . Miejsce powstawania Spos6b .
Lp. Rodzaj odpadu gospodarowania
odpadu odpadu
odpadem
Opakowania z papieru Galwanizernia
1. 15 01 01 | tektury (obiekt H-4) R1, R3, R11
Galwanizernia
2. 1501 07 k i kt . R1, R5, R11
5010 Opakowania ze szkta (obiekt H-) , R5,
Metale zelazne Galwanizernia
3. 16 01 17 . (obiekt H-4) - warsztat R4
(ztom zelazny) ] .
Slusarski
Metale niezelazne Galwanizernia
4. 16 01 18 (zuzyte druty aluminiowe, (obiekt H-4) warsztat R4, R14
zawieszki) Slusarski
5. 17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz R4, R14
6. 17 04 02 Aluminium galwanizernia R4, R11
7. 17 04 03 Otow (obiekt H-4) - warsztat R4, R11
8. | 170405 Zelazo i stal Slusarski R4, R11
9. 17 04 07 Mieszaniny metali R4, R11
galwanizernia
Kable inne niz wymienione w (obiekt H-4) i
10. 17041l 17 04 10 neutralizator R12
(obiekt N-4)
I i ieni dpad . .
nne n(l\tlava?e]:eanli?neno pady galwanizernia
11. | 190904 _\weglelakywny (obiekt H-4)- stacja R12
z filtracji wstepnej przy stac;ji DEMI
DEMI)
12 1909 05 Nasycone lub zuzyte zywice galwanizernia — (obiekt D10

jonowymienne (stacja Demi)

H-4) - stacja DEMI
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|.7 Punkt od I1.4.1 otrzymuje brzmienie

» 1141

zewnetrznych urzgdzen kanalizacyjnych:

Q,
Q
Q

1.8 Skreslam punkt 11.4.3

= 152 m3/d
Srd

=193 m%d
maxd

= 39 600m>/rok ”
maxr

1.9 Punkt I11.1.1 otrzymuje brzmienie

»I11.1.1. Parametry zrodet emisji do powietrza.

llos¢ odprowadzanych sSciekow przemystowych wprowadzanych do

Tabela 5
.. | Srednica | Predkos$é gazéw Temper’atura
Wysokosé ) gazéw Czas pracy
Symbol ) emitora odlotowych na .
Lp. . emitora ) . odlotowych emitora
emitora u wylotu wylocie emitora )
[m] (m] [mis] na wylocie [h]
emitora [K]
0,00
1. E-1/H4 24 1,0x0,9 295 4000
(zadaszony)
2. | E-2/H4 24 1,2x0,9 0.00 295 4000
(zadaszony)
3. | E-3/H4 24 1,0x0,9 0.00 295 4000
(zadaszony)
4. | E-4/H4 24 1,0x0,9 0,00 295 4000
(zadaszony)
5. | E-6/H4 24 0,9 0.00 295 4000
(zadaszony)
6. E-7/H4 24 0,9 0,00 295 6000
(zadaszony)
0,00
7. E-8/H4 24 1,0x0,9 295 4000
(zadaszony)
0,00
8. E-9/H4 24 1,0x0,9 295 4000
(zadaszony)
9. E-10/H4 13 0,5 0,00 295 4000
(zadaszony)
10. | E-11/H4 18 0,5 12,4 303 6000
11. | E-12/H4 18 0,5 9,0 303 6000
12. | E-13/H4 10 0,3 7,0 295 6000
13. E-14/H4 10 0,77x 0,77 7,0 295 6000
14. | E-15/H4 10 0,77x 0,77 8,0 295 6000
15. | E-16/H4 12 0,2 8,3 295 4000
16. | E-17/H4 18 0,9x0,9 4,8 295 4000
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17. | E-18/H4 12 0,5 9,6 295 6000
18. E-1/N4 10 0,2 0,00 293 500
(zadaszony)
19. E-2/N4 10 0.4 0,00 293 3100
(zadaszony)
0,00
20. E-4/N4 10 0,2 293 2800
(zadaszony)
21. E-5/N4 10 0.2 0,00 293 2800
(zadaszony)
0,00
22. E-6/N4 10 0.25 295 1700
(zadaszony)
[.10 Punkt 111.1.2 otrzymuje brzmienie
»l11.1.2. Charakterystyka techniczna urzadzenh ochrony powietrza
Tabela 6
Lp. Numer emitora Rodzaj urzadzenia Sprawnosé
1. E-1/H4 Wykraplacz aerozoli 75-85 %
2. E-2/H4 Wykraplacz aerozoli 75-85 %
3. E-3/H4 Wykraplacz aerozoli 75-85 %
4. E-8/H4 Skruber 88-90 %
S. E-9/H4 Skruber 88-90 %
6. E-14/H4 Filtr tkaninowy 90-98 %
7. E-15/H4 Filtr tkaninowy 90-98 %

.11 Punkt o Ill.2 otrzymuje brzmienie

»IIl.2. Warunki emisji hatasu do srodowiska oraz srodki techniczne majace na

celu ograniczenie emisji hatasu.

Tabela 7
Maksymalny czas
. ‘s pracy zrédia
T Symbol | Typ zrédta | Wysokosé .
Lp. Lokalizacja zrédta hatasu srodia hatasu srodia w ciggu doby [h]
pora pora
dzienna | nocna
Wentylator dachowy
1. zlokalizowany na budynku W-1 punktowe 10 16 8
N4
Wentylator dachowy
2. zlokalizowany na budynku W-2 punktowe 10 16 8
N4
Wentylator dachowy
3. zlokalizowany na budynku w-4 punktowe 10 16 8
N4
Wentylator dachowy
4. zlokalizowany na budynku W-5 punktowe 10 16 8
N4
Wentylator dachowy
5. zlokalizowany na budynku W-6 punktowe 10 16 8
N4

0S-1.7222.60.1.2013.EK

Strona 22 z31



Wentylator wyciggowy obok i
6. budynku HA4 W-12 punktowe 1 16 8
Wentylator wyciggowy obok i
7. budynku HA4 W-14 punktowe 15 16 8
8. Podpiwniczenie H4 W-15 punktowe 0 16 8
9. Podpiwniczenie H4 W-27 punktowe 0 16 8
Wentylator wyciggowy obok i
10. budynku HA4 W-13 punktowe 0,5 16 8
11. Podpiwniczenie H4 W-21 punktowe 0 16 8
12. Podpiwniczenie H4 W-23 punktowe 0 16 8
13. Podpiwniczenie H4 W-24 punktowe 0 16 8
14. Podpiwniczenie H4 W-25 punktowe 0 16 8
15. Podpiwniczenie H4 W-26 punktowe 0 16 8
16. Podpiwniczenie H4 W-28 punktowe 0 16 8
17. Podpiwniczenie H4 W-29 punktowe 0 16 8
18. Podpiwniczenie H4 W-30 punktowe 0 16 8
19. Podpiwniczenie H4 W-31 punktowe 0 16 8
Wentylator dachowy
20. zlokalizowany na budynku W-33 punktowe 10 16 8
H4
Wentylator dachowy
21. zlokalizowany na budynku W-34 punktowe 10 16 8
H4
Wentylator dachowy
22. zlokalizowany na budynku W-35 punktowe 10 16 8
H4
23. przy laboratorium(korytarz) W-9 punktowe 4 16 8
Wentylator dachowy
24. zlokalizowany na budynku W-10 punktowe 12 16 8
H4
Wentylator dachowy
25. zlokalizowany na budynku W-11 punktowe 12 16 8
H4

.12 Punkt od lll.4.1otrzymuje brzmienie

»lll. 4.1. Miejsce i sposdb magazynowania odpadéw

lll. 4.1.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 8
Kod . Sposéb i miejsce
Lp. odpadu Rodzaj odpadu magazynowania odpadu
1. 07 03 01* Wody poptuczne i tugi macierzyste Odpad nie bedzie magazynowany
Odpady farb i lakieréw zawierajacych . .
2. 08 01 11* rozpuszczalniki organiczne lub inne Metalowy pOjefr:rrt])lk, magazynek
substancje niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierow
3 08 01 13* zawierajgce rozpuszczalniki Metalowy pojemnik, magazynek
' organiczne lub inne substancje farb
niebezpieczne
" Zmywacz farb lub lakierow Metalowy pojemnik, magazynek
4. 080121 : S
(kabina lakiernicza) farb
5. 11 01 05* Kwasy trawigce Odpad nie bedzie magazynowany
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6. 1101 07* Alkalia trawigce Odpad nie bedzie magazynowany
7. 11 01 08* Odpady i szlamy z fosforanowania Pojemnik pl(zsbtiiflixtvv’\)l/_,;;eutrahzator
8 11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne Pojemnik plastikowy, neutralizator
) zawierajgce substancje niebezpieczne (obiekt N-4)
9. 1101 13* Odpady z odtigszgzania ;awierajqce Pojemnik metalowy, piwnica
substancje niebezpieczne
Inne odpady zawierajgce substancije
10. 11 01 98* niebezpieczne (np. zuzyte kapiele, Odpad nie bedzie magazynowany
odpady z kontroli penetracyjnej)
. . Pojemnik metalowy,
11. 12 01 12* Zuzyte woski i ttuszcze galwanizernia (obiekt H-4)
Opakowania zawierajgce pozostatosci Magazvn boiemnikéw po chemii
12. 1501 10* substancji niebezpiecznych lub nimi gazyn poj Ha P
zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete w innych
13 15 02 02+ grupach), tkaniny do wycierania Worki magazynek obok
' (np. szmaty, Scierki) i ubrania neutralizatora
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
14. 16 05 06* | zawierajace substancje niebezpieczne, Pdtka w laboratorium
w tym mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych i analitycznych
15 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone Kontener metalowy, firma
) substancjami niebezpiecznymi zewnetrzna
Inne odpady zawierajace substancje : . _ . .
16. 19 02 11* niebezpieczne (np. osady Pojemnik, podilwnlcgenle hali
Z czyszczenia systemu wentylacji) produkcyjnej
Szlamy zawierajace substancje
niebezpieczne z innego niz biologiczne
17 19 08 13* oczyszczania sciekow przemystowych Paleto pojemnik,
' (produkt koncowy oczyszczania Neutralizator (obiekt N-4)
Sciekéw technologicznych w obiekcie
neutralizatora)

[11.4.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela 9
Kod . Sposéb i miejsce

Lp. odpadu Rodzaj odpadu magazynowania odpadu

1. 150101 Opakowania z papieru i tektury Worki plastlkovye, garaz obok
neutralizatora

2. 1501 07 Opakowania ze szkta Worek plastikowy, laboratorium

3. 16 01 17 Metale Zzelazne (ztom Zelazny)

4 16 01 18 Metale nlgz_elazne (zgzyte_druty

aluminiowe, zawieszki)

5. 17 04 01 Miedz, braz, mosigdz Odpad nie bedzie

6. 17 04 02 Aluminium magazynowany

7. 17 04 03 Ofow

8. 17 04 05 Zelazo i stal

9. 17 04 07 Mieszaniny metali

10. | 170411 | Kable inne niz wymienione w 17 0410 | Folemnik, podpiwniczenie hali
produkcyjnej
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Inne niewymienione odpady (wegiel

11. 1909 04 aktywny z filtracji wstepnej przy stac;ji
DEMI)

Nasycone lub zuzyte zywice

jonowymienne (stacja Demi)

Odpad nie bedzie
magazynowany

12. 19 09 05

.13 Dodaje punkt l1l.4.7 o brzmieniu:

»I11.4.7 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczaniu ilosci
ich negatywnego oddzialywania na srodowisko

— minimalizacja wynoszenia kapieli na wieszakach i detalach poprzez
wydtuzenie czasu ociekania, powolne wycigganie obrabianych przedmiotow
co ograniczy ilos¢ powstawania osadéw poneutralizacyjnych, zuzytych kapieli
oraz odpadow z regeneracji kapieli,

— zakup srodkéw chemicznych w ilosciach dostosowanych do potrzeb danego
procesu, kontrola zaopatrzenia i prowadzenie przeglagdéw celem redukcji
odpadow chemicznych,

— przestrzeganie rezimu technologicznego,

— wykorzystywanie przepracowanych kapieli do trawienia i odtluszczania jako
reagenty do neutralizacji sciekdw technologicznych,

— regeneracja roztworow technologicznych,

— stosowanie koagulantéw i flokulantow w celu obnizenia ilo$ci powstajgcych
odpadow,

— stosowanie opakowan wielorazowego uzytku,

— odzysk lotnych zwigzkéw organicznych na malarni. ”

.14 W Punkt I11.5.2 w miejsce zapisu :
,EURO-EKO Mielec Spzo 0’

wprowadza sie zapis
,EURO-EKO MEDIA Mielec Spz o0’

[.15 Punkt lll.5.4. otrzymuje brzmienie

» 111.5.4. Scieki przemystowe z proceséw galwanicznych (cyjanowe, chromowe
i kwasno — alkaiczne) kierowane bedg z terenu galwanizerni trzema oddzielnym
kanatami technologicznymi do Neutralizatora, gdzie po zneutralizowaniu
wprowadzane bedg do urzadzen kanalizacyjnych EURO —EKO MEDIA Sp. z 0.0.”

.16 Punkt V.1. otrzymuje brzmienie

V.1. Maksymalna ilo§¢ podstawowych surowcow i materiatdéw stosowanych produkciji

Tabela 10
s . Zuzycie
Lp. Wyszczegdlnienie Zastosowanie Mg/rok
1. Aceton Do czyszczenia czesci 0,1
2. Anody cynkowe Anody w procesie cynkowania 0,2
3. Anody cynowe Anody w procesie cynowania 0,02
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4. Anody miedziane anody w procesie miedziowania 0,02
5. Anody kadmowe Anody w procesie kadmowania 0,15
6. Anody niklowe Anody w procesie niklowania 0,025
7 Anody olowiane Anody w procesie chromowania i zdejmowania 05
chromu
8. Azotyn sodu W procesie spulchniania warstwy alfirowanej 0.15
9. Chlorek sodu W procesie trawienia stali, miedzi i jej stopéw 0,2
Bezwodnik kwasu W procesach_: th_om_owania, przejaéniaqia
10. kadmu, przejasniania cynku, anodowania 1,0
chromowego ;
w kwasie chromowym
11. | Corrotriblue Extreme W procesie pasywacji cynku na niebiesko 0,3
W procesach: kadmowania, cynkowania
12. | Cyjanek sodu i miedziowania cyjanowego, trawienia 0,7
cyjanowo-alkalicznego, $ciggania miedzi
13. | Deoxidiser 16 W procesie odtleniania 0,6
14. | Dwuchromian sodu W procesach: chrpmoyvgnia cynku 'i kadmu, 02
pasywaciji stali nierdzewnej
15. | HEEF 25 W procesie chromowania technicznego 2,0
W procesach: pasywacji stali nierdzewnej,
trawienia tytanu i aluminium, odtlenianie,
16. Kwas azotowy R X o 35
przejasniania cynku, zdejmowania niklu,
bichromizaciji
17. ﬁwas W procesie trawienia tytanu 0,2
uorowodorowy
18. | Kwas fosforowy W procesie przejasniania stali nierdzewnej 0,3
19. | Kwas octowy W procesie chromowania czarnego 0,02
W procesach: trawienia, zdejmowania niklu,
elektropolerowania stali nierdzewnej,
20. Kwas siarkowy anodowania w kwasie siarkowym, anodowania 7,5
w kwasie siarkowo-borowym, neutralizacji
Sciekéw
W procesach: trawienia, niklowania stali
21. Kwas solny nierdzewnej (procesy specjalne), do regeneraciji 2,0
stacji DEMI
29 Nadtlenek wodoru w procesach:niklowani_a technicznego, 0.12
cynowania
23. | Novaetch 200 W procesie trawienia alkalicznego 0,2
24. | Oakite 90 W procesach:odtluszczania elektrochemicznego 0,1
25. | Penetrant ZL-60C Do kontroli penetracyjnej 0,15
26. | Pirosiarczyn sodu Do redukciji $ciekow chrpmquch w procesie 75
neutralizacji
27. | Podchloryn sodu Do utleniania $ciekow cyjan_quch w procesie 6.5
neutralizacji
28. | Siarczan niklu W procesach: niklpwania technicznego, 01
kadmowania cyjanowego
29. | Siarczan zelaza (Il) Do redukciji $ciekow chromquch w procesie 1
neutralizacji
30. | TMT 15 Do neutralizacji sciekow 0,4
31. | Turco 4215 NCLT W procesie odttuszczania 0,3
32. | Turco 4215 S W procesie odttuszczania 0,1
33. Lt;)r_cl_czrhqwd Sprayeze W procesie odttuszczania 0,6
34. | Tréjchloroetylen W procesie odttuszczania w parach TRI 3,5
35. | Wegiel aktywny Do neutralizacji poptuczyn po penetrancie 0,15
36. | Weglan sodu W procesie odttuszczania chemicznego 0,2
W procesach: odttuszczania chemicznego,
37 Wodorotlenek odttuszczania elektrolitycznego, spulchniania 11.0
" | sodu warstwy alfirowanej, cynkowania cyjanowego, '
kadmowania cyjanowego, zdejmowania chromu,
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neutralizacji $ciekdw, regeneracji stacji DEMI
Winian sodowo- W procesie miedziowania cyjanowego, trawienia
38. . 0,25
potasowy anod otowianych
39. | Wosk Do maskowania czesci 0,15
40. LZO Malowanie 3,26

.17 Punkt V.3 otrzymuje brzmienie;

V.3. Dopuszczalna ilo§¢ poboru wody dla potrzeb przemystowych i socjalno-
bytowych instalacji z zewnetrznej sieci wodociggowe;.

Q__ =42000 m>/rok

ma

.18 Punkt VI.2.3 otrzymuje brzmienie

VI.2.3. Zakres i czestotliwos¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitorow:

Tabela 14
Lp. Emitor Zanieczyszczenie Czestotliwosé
cynk *
1. E-1/H4 kadm*
nikiel*
nikiel*
2. E-2/H4 chrom*
cynk *
cynk
3. E-3/H4 cyna*
miedz*
fluor
4. E-4/H4 chrom*
nikiel *
5. E-6/H4 chrom*
fluor L
6. E-7/H4 chrom* co najmniej raz w roku
7. E-8/H4 chrom*
8. E-9/H4 chrom*
0. E-11/H4 bor*
10. E-12/H4 chrom*
11. E-14/H4 ksylen .
weglowodory alifatyczne
12. E-15/H4 ksylen .
weglowodory alifatyczne
13. E-16/H4 tréjchloroetylen
14. E-17/H4 cynk
15. E-18/H4 chrom*
16. E-5/N4 chlorowodér
17. E-6/N4 cyjanowodér

1.19. Skreslam pkt. VI.6.2
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.20 Punkt VI.6.3 otrzymuje brzmienie:

»V1.6.3. Pomiar jakosci odprowadzanych sSciekow przemystowych z instalacji
w miejscu ich wprowadzenia do zewnetrznych urzadzen kanalizacyjnych EURO-EKO
MEDIA Sp. z o.0. Mielec - wylot ,W” usytuowany od strony zachodniej obiektu
neutralizatora, z czestotliwoscia co najmniej 1 x na kwartat we wskaznikach
okreslonych w 11.4.1 niniejszej decyzji.”

[.21 Punt Xl.otrzymuje brzmienie

»XI. Ustalam dodatkowe wymagania

XI1.1 W przypadku, gdy w decyzji nie sg ustalone daty obowigzywania warunku, jest
on obowigzujacy od chwili, gdy decyzja jest ostateczna.

XI.2 Opracowane wyniki pomiarow wykonywanych w zwigzku z ustawowymi
obowigzkami oraz okreslonymi niniejszg decyzjg nalezy przedktada¢ w formie,
uktadzie i terminach wynikajgcych z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw.”

Il. Pozostale warunki decyzji pozostaja bez zmian

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 25 kwietnia 2013r. r. Magellan Aerospace (Polska)
Spétka o.0., ul. Wojska Polskiego 3, 39 — 300 Mielec, wystgpita o zmiane decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2007r. znak: SR.IV-6618-45/1/06,
udzielajgcej King & Fowler Polska Sp. z 0.0. w Mielcu pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji galwanizerni. Nazwa Spoétki zostata zmieniona
w dniu 7 grudnia 2012r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspdlnikéw, stosowne
zmiany w KRS wprowadzone zostaty 27 grudnia 2012 r.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku
i jego ochronie pod numerem 232/2013.

Funkcjonujgca w Spoice instalacja zostata zakwalifikowana zgodnie pkt 2
ppkt 7 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r.
w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowal znaczne zanieczyszczenie
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, jako instalacja stuzgca
do powierzchniowej obrobki metali lub tworzyw sztuczny z zastosowaniem proceséw
elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita objetos¢ wanien procesowych
przekracza 30 m®.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 15 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
do przedsiewzieC mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.
Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wtasciwym w sprawie jest marszatek wojewodztwa.
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Przedmiotem wniosku sg zmiany w zakresie funkcjonowania instalacji do
ktorych naleza:

— likwidacja 17 sztuk dotychczasowych wanien procesowych o tgcznej po;j.
ok. 10 m?,

— montaz 7 nowych wanien procesowych o tacznej poj. ok. 5 m?,

— zmiany lokalizacyjne w ustawieniach kilku istniejgcych wanien,

— zmiany w sposobie odprowadzania zanieczyszczen do powietrza,

— zmiany sktadu stosowanych kapieli galwanicznych dla kilku wanien
procesowych,

— wprowadzenie dodatkowych urzgadzen ograniczajacych emisje substancji
zanieczyszczajacych do powietrza,

— zmiany w rodzajach i ilosciach wytwarzanych odpadow,

— modernizacja malarni.

Analizujgc przedstawiong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie bedg
powodowac znaczgcego zwiekszenia oddziatywania instalacji na srodowisko i nie
mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

taczna pojemnosC¢ wanien procesowych po wprowadzonych zmianach bedzie
wynosié 60,93 m*® (zmniejszenie z 65,46 m®). Maksymalna roczna, zdolno$é¢
produkcyjna powierzchni obrabianych powtok nie ulegnie zmianie i bedzie wynosic
216 368 m? Kilkuletnia eksploatacja instalacji wykazata tendencje wzrostowa
obrabianych powiechni z 135 tys. m?> w 2008r. do 188 tys. m? w 2011.
Wzrost produkcji wymusza réwniez zmiany warunkow emisyjnych pozwolenia
zintegrowanego, z uwagi na znaczne hiedoszacowanie przez wnioskodawce,
zaktadanych wielkosci na etapie wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia
zintegrowanego.

W wyniku wprowadzonych zmian w instalacji nastapity zmiany co do wielkosci
i rodzajdw emitowanych zanieczyszczenn do powietrza. W  stosunku
do dotychczasowych warunkéw pozwolenia sumaryczna emisja z instalacji
wszystkich zanieczyszczeh zmalata o 16 %. Wielkos¢ emisji zanieczyszczen
pytowych w wydanym, pozwoleniu zintegrowanym ustalona byta w oparciu
o wskazniki okreslone w ,Poradniku galwanotechnika” oraz o analize wykonanych
pomiaréw w latach 2001-2004r. Proponowane przez Spotke dopuszczalne wielkosci
emisji zanieczyszczen do powietrza wynikajg z analizy wynikdw pomiaréw
przeprowadzonych po dokonanych zmianach w instalacji. W zwigzku
z wprowadzeniem w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r.
w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu nowego zanieczyszczenia
pylu zawieszonego PM 25 oraz okresleniem dla niego poziomu
docelowego/dopuszczalnego w powietrzu w niniejszej decyzji na wniosek
zarzadzajgcego rozszerzono liste substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych
do powietrza z instalacji o pyt zawieszony PM2,5. Frakcja pytu zawieszonego PM 2,5
wchodzi w sktad pytu ogotem, ktéry byt ujety w dotychczas obowigzujgcym
pozwoleniu. Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska,
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w pozwoleniu okreslono wielkos¢ dopuszczalnej emisji pytdw i gazéow do powietrza
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji po wprowadzanych zmianach.
We wniosku wykazano, ze emisja pytdw i gazow wprowadzanych do powietrza
ze wszystkich zrédet i emitoréw Zaktadu nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje
posiada tytut prawny. W szczegolnosci, ze emisja z emitoréw instalacji nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych poziomow tej substancji w powietrzu, okreslonych
w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r.
w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje
przekroczen wartosci odniesienia okreslonych w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu. W celu kontroli eksploatacji instalacji, korzystajac
z uprawnien wynikajacych z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska, natozono na prowadzacego instalacje obowigzek wykonywania
pomiarow wielkosci emisji substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych
do powietrza, zweryfikowany w oparciu o wprowadzone zmiany. Na terenie Zaktadu
prowadzony jest rowniez proces powlekania z uzyciem lotnych zwigzkow
organicznych (LZO),w zmienionej malarni dla ktérego okreslono standardy emisyjne
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji. Maksymalna ilo§¢ zuzywanych LZO w procesie
powlekania wynosi 3,26 Mg/rok tj. ponizej wartosci progowej wskazanej
w ww. rozporzadzeniu. W zwigzku z powyzszym emisje godzinowg zanieczyszczen
do powietrza z tych zrédet okreslono w kg/h. Ponadto w pkt. 111.1.2. dokonano zmian
w zakresie stosowanych urzadzen ochrony powietrza. Na emitorach E8/H4 i E9/H4
zmieniono filtry z wypetnieniem ze szkta piankowego na skrubery oraz przewidziano
dodatkowe filtry tkaninowe na filtrach E14/H4 oraz E15/H4.

Spoétka zawnioskowata o wprowadzenie zmian w zakresie rodzajow i ilosci
wytwarzanych odpadéw. Kilkuletnia eksploatacja wykazata niedoszacowanie
wnioskowanych wielkosci na etapie wniosku., jak réwniez nie uwzglednienie
wszystkich wytwarzanych odpadow. W zwigzku z powyzszym w niniejszej decyzji
dokonano zmian w zakresie wnioskowanych odpadéw. Warunki dotyczgce
wytwarzania odpadow. okreslono zgodnie z art. 184 i 202 ust. 4 ustawy — Prawo
ochrony srodowiska.

Instalacja korzysta z zewnetrznych sieci wodociggowo - kanalizacyjnych
bedacych witasnosciag EURO - EKO MEDIA Sp. z 0. 0. W zwigzku z wzrostem
produkcji zmianie ulegnie ilos¢ pobieranej wody oraz ilosci odprowadzanych sciekow
technologicznych, co uwzglednione zostato w pkt., 11.4.1 i V.3. Po oczyszczeniu
Scieki technologiczne poprzez istniejgcq studzienke zostang wtgczone do kanalizaciji
EURO - EKO Media Sp. 0.0. W zmienianej decyzji uchylono zapisy punktéw 111.4.3
oraz VI.3.2 zwigzane z okresleniem warunkow odprowadzania sciekéw socjalno-
bytowych do urzadzen kanalizacji, w zwigzku z tym ze ustawa Prawo wodne jak
réwniez akty wykonawcze do tej ustawy nie okreslajg warunkéw odprowadzania tego
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rodzaju Sciekéw do kanalizacji. Ponadto informacje dotyczace $ciekéw bytowych nie
sg informacjami o instalacji IPPC.

Dla instalacji zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska okreslono dopuszczalne poziomy hatasu emitowanego poza granice
instalacji na tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Zamierzone dziatania na
instalacji wptyng na zmiany niektérych zrédet hatasu w zwigzku z tym wprowadzono
zmiany w punkcie 1ll.2 decyzji.

Niniejszg decyzjg dokonujac zmian w pkt. V.1 pozwolenia uwzgledniono rowniez
zadanie strony w zakresie zmiany ilosci i rodzajow zuzywanych surowcow. Z uwagi
na szeroki zakres wykorzystywanych w zaktadzie materiatow i surowcéw w decyzji
ograniczono sie do wskazania surowcéw podstawowych.

Wprowadzone zmiany obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniajg
ustalen dotyczacych spetnienia wymogow wynikajgcych z najlepszych dostepnych
technik. Zachowane sg rowniez standardy jakosci srodowiska.

Biorac pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji przemawia
stuszny interes strony, a przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sie zmianie orzeczono
jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

Optata skarbowa w wys. 1005,50 zt

uiszczona w dniu 10 kwietnia 2013 r.

na rachunek bankowy Urzedu Miasta Rzeszowa
Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Z up. MARSZALKA WOJEWODZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY SRODOWISKA

Otrzymuija:

1. Magellan Aerospace (Polska) Spétka z o0.0., ul. Wojska Polskiego 3, 39 — 300 Mielec
2. OS-l. ala
Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
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